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Butiran 
No. 

(1) 
Perihalan bahan 

(1A) 
No.CAS 

(2) 
Takat yang baginya penggunaan bahan adalah 

dilarang 

1. 
 
 
 
 

4-Aminodifenil;  
Benzidina;  
2-Naftilamina;  
4-Nitrodifenil;  
garam bahan-bahan itu; dan 
apa-apa bahan yang 
mengandungi apa-apa 
sebatian bahan-bahan itu  
pada kepekatan 
keseluruhan 0.1 peratus 
atau lebih 
 
4-Aminodiphenyl; 
Benzidine; 
2-Nafthylamine;  
4-Nitrodiphenyl; 
their salts; and  
any substance in a 
total concentration equal to 
or greater than 0.1 percent   

92-67-1 
92-87-5 

91-59-89 
2-93-3 

 
 
 

Pengilangan dan penggunaan bagi semua tujuan 
termasuk apa-apa proses pengilangan yang dalamnya 
sesuatu bahan yang diperihalkan dalam ruang (1) 
terbentuk, kecuali bagi tujuan penyelidikan atau 
analisis 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manufacture and use for all purposes including any 
manufacturig process in which a substance described 
in column (1) is formed, except for research or 
analytical purposes 
 

2. 

Asbestos dalam bentuk 
krosidolit; 
amosit;  
antofilit gentian; 
tremolit; atau  
aktinolit 
 
Asbestos in the form of 
crocidolite;  
amosite; 
fibrous anthophyllite; 
tremolite; or  
actinolite.   

12001-28-4 
12172-73-5 
77536-67-5 
77536-68-6 
77536-66-4 

Semua tujuan kecuali tujuan penyelidikan atau 
analisis.  
 
 
 
All purposes except for research or analytical 
purposes 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Salt_(chemistry)
https://en.wikipedia.org/wiki/Concentration


 

 

Butiran 
No. 

(1) 
Perihalan bahan 

(1A) 
No.CAS 

(2) 
Takat yang baginya penggunaan bahan adalah 

dilarang 

3 

 
Benzena dan apa-apa bahan 
kimia yang mengandungi 
benzene dalam kepekatan 
0.1 peratus atau lebih 
 
Benzene and any substance 
containing benzene in a 
concentration equal to or 
greater than 0.1 percent 

71-43-2 

Pembersihan dan penyahgrisan 
 
 
 
 
Cleaning and degreasing 

4 

Karbon disulfida dan apa-
apa bahan kimia yang 
mengandungi karbon 
disulfida dalam kepekatan 
tiga peratus (3) atau lebih  
 
Carbon disulphide and any 
substance containing 
carbon disulphide in a 
concentration equal to or 
greater than three (3) 
percent 

75-15-0 

Pembersihan dan penyahgrisan  
 
 
 
 
Cleaning and degreasing;  

5. 

Karbon tetraklorida dan 
apa-apa bahan kimia yang 
mengandungi karbon 
tetraklorida dalam 
kepekatan satu peratus (1) 
atau lebih  
 
Carbon tetrachloride and 
any substance containing 
carbon tetrachloride in a 
concentration equal to or 
greater than one (1) percent 

56-23-5 

Pembersihan dan penyahgrisan;  
 
 
 
 
 
Cleaning and degreasing;  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

Butiran 
No. 

(1) 
Perihalan bahan 

(1A) 
No.CAS 

(2) 
Takat yang baginya penggunaan bahan adalah 

dilarang 

 
6. 

n-Heksana; 
apa-apa bahan yang 
mengandungi n-hexane 
pada kepekatan 3 peratus 
atau lebih 
 
n-Hexane and any 
substance containing n-
hexane in a concentration 
equal to or greater than 
three (3) percent 
  
 

 
71-43-2 

 
Pembersihan dan penyahgrisan 
 
 
 
 
 
Cleaning and degreasing; 

7. 
Fosforus putih 
 
White phosporus 

12185-10-3 
 

Penggunaan dalam pengilangan mancis 
 
Use in the manufacture of matches 

8. Pasir atau bahan lain yang 
mengandungi silika bebas 
atau dikenali sebagai silika 
berhablur dalam komposisi 
melebihi satu(1) peratus 
 
 
 
Sand or other substance 
containing free silica or 
known as crystalline silica in 
a composition greater than 
1% 

  
Digunakan sebagai bahan melelas dalam proses 
pembagasan pasir 
 
 
 
 
 
 
 
Use as an abrasive media in blasting process 

 
 
 

 


